




































专利名称(译) 高频治疗仪

公开(公告)号 CN101836891A 公开(公告)日 2010-09-22

申请号 CN201010143380.6 申请日 2010-03-17

[标]申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

当前申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

[标]发明人 赤羽秀文

发明人 赤羽秀文

IPC分类号 A61B18/12

CPC分类号 A61B2218/002 A61B18/1492 A61B1/018 A61B2018/00577

代理人(译) 陈平

优先权 2009065486 2009-03-18 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开高频治疗仪，其包括：挠性套管，所述挠性套管具有轴通
孔；操作装置，所述操作装置连接至所述挠性套管的近端部；治疗仪主
体，所述治疗仪主体由挠性线和电极组成，所述电极被安置在所述挠性
线的远端以插入到所述挠性套管的所述轴通孔中；所述电极通过所述操
作装置对所述挠性线的推或拉操作，在所述挠性套管中的缩回位置与从
远端伸出的位置之间移动，所述挠性线由被电绝缘体覆盖的导电体组
成，并且所述电极电连接至所述导电体；和在所述挠性套管的侧向表面
形成的侧向开口；由此所述电极的一部分在所述缩回位置暴露于所述侧
向开口中，而所述挠性线的所述电绝缘部件在所述伸出位置面对着所述
侧向开口。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c030b380-a0b7-4fb1-ac02-6edaaa44af13
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